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Para. Korean Original English Translation 
101 상기 제 1단계는, 상기 뮤팅이 

필요한 뮤팅 서브프레임의 

위치와 상기 특정 셀 또는 인접 

셀의 CSI-RS 전송주기 및 CSI-

RS 전송 오프셋 사이의 관계에 

따라서 수행 방식이 결정될 수 

있으며, 이에 대해서는 

아래에서 상세하게 셜명한다. 

The performance method of the 
first step may be determined based 
on a location of the muting 
subframe in which the muting is 
required and a relation between 
CSI-RS transmission cycles and 
CSI-RS transmission offset of the 
specific cell or the neighboring 
cell, and this will be described in 
detail below. 

218 C. 뮤팅 패턴을 바로 표시하는

방법 3 : 12-28비트의

비트맵으로 구성

C. Method 3 of Directly Indicating
a Muting Pattern: Configuration is
made with a Bitmap of 12 to 28
Bits.

219 제 2-1 방식 중에서 C 

방식에서는 제 2데이터 

필드를 구성하는 정보 비트 

숫자는 '총 12 내지 28비티트' 

중 하나의 비트값으로 구성될 

수 있다. 

In Type C of Type 2-1, a number 
of information bits configuring a 
second data field may be one bit 
value of ‘12 to 28 bits’ in total. 
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